
《表面技术》2020 年度优秀作者 

     科技期刊是研究成果交流传播的主要载体，是培养科技创新人才的重要园地。作

者的来稿是科技期刊生存发展的源泉，优秀作者群是提升期刊质量的前提条件和不竭动

力。《表面技术》一直特别重视优秀、核心作者群的培养，通过与作者建立互相理解、

互相信任、互相依靠、互相学习、互相支持的和谐关系，促进期刊的高质量发展。 

     2020 年，《表面技术》核心作者团队积极为期刊贡献高质量稿件、努力扩大期刊文

章的引用、在行业学术圈和学术会议上大力宣传期刊，帮助《表面技术》取得了一系列

的骄人成绩。为了表示感谢，编辑部特评选出 2020 年度优秀作者团队。 

 

序号 作者 单位 

1 董会 西安石油大学 

2 贾秀杰 山东大学 

3 蒋玉思 广东省稀有金属研究所 

4 廖凯 中南林业科技大学 

5 刘栓 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 

6 庞铭 中国民航大学 

7 申井义 青岛理工大学 

8 孙聪 东北大学 

9 唐敏敏 陕西科技大学 

10 王心悦 天津大学 

11 吴道新 长沙理工大学 

12 吴嘉俊 中国科学院沈阳自动化研究所 

13 张光旭 武汉理工大学 

14 张群莉 浙江工业大学 

15 赵远涛 上海海事大学 

 

祝贺以上获奖的优秀作者，也真诚地感谢为《表面技术》发展做出了贡献的所有作

者。2021 年，《表面技术》将继续优化编辑部与作者的互动机制，期待更多的作者加入

到我们的优秀、核心作者团队，与我们共同建设有深度、有态度、有温度的大家庭，一

起为培育世界一流科技期刊而奋斗。 

 

 

                                               

                                           《表面技术》编辑部 

                                      2020 年 12 月 31 日 


